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El invento se re fie re  a un dispositivo para e l vaciado de una ¡ 
película líquida de dispersiones, soluciones o emulsiones de materia a r t i f i  
c ia l, especialmente sobre chapas o bandas de chapa para rev estirlas de mate] 
r ia  a r t i f ic ia l .  Para rev estir chapas o bandas de chapa con materias a r t i f i  
c ía les se elaboran recientemente también dispersiones que se componen dé po 
limeros de a lta  valencia en forma de polvo, por ejemplo, polietileno y un 
disolvente orgánico, respectivamente una mezcla de disolventes. Las partí-j 
culas pulveriluhtas de polietileno pueden tener aquí un tamaño de grano has] 
ta  aproximadamente 100/ t .  Las bandas revestidas con una película liquida, ^  
compuesta de ta le s  dispersiones, se calientan después en una estufa de paso, 
pudiéndose aloánzar, en el caso dé una determinada composición de los dlsol 
ventés y determinada conducción de la  temperatura en la  estufa de paso, en 
Una fase de trabajo la  disolución de las partículas de materia a r t i f ic ia l ,  ; 
la  fusión para fom ar una capa uniforme y la  evaporación del disolvente, j 

Los ensayos han demostrado que la  aplicación de la  dispersión de¡ 
materia a r t i f ic ia l  sobre las chapas produce considerables dificultades y noj' 
puede ejecutarse con las instalaciones conocidas. Asi los conocidos dispo-i 
a i t ivos aplicadores de rodillos no consiguiarpn los resultados apetecidos.
Al aplicar la  dispersión de materia a r t i f ic ia l  mediante rodillos resultaron 
chapas revestidas irragularmente, ep 'las .que''ée. manifestaron mahchas en Issj ' 
caras posteriores, oscilaciones en e l grosor de las capas por fluctuaciones! 
de espesor de la  chapay excentricidad demasiado grande de loa rod illos de 
aplicación y transporte, a s i como un corrimiento transversal de las chapas 
durante e l transporte a través de la  máquina a causa de los defectos.arriba 

'-citados." '' '' '.y' .'r;- ^



Tampoco a l vaciado de película# como ae u tiliz a  en e l barnizado 
de madera y en que la  dispersión sa lía  a través de una rendija de vaciado, 
produjo el éxito deseado, ya que la  rendija de vaciado se obturaba demasia­
do fácilmente por las partículas de dispersión relativamente grandes, produ 
ciándose por ello frecuentes trastornos durante el vaciado de película, y 
la  limpieza de la  rendija de tácíado hacía necesarias esenciales interrup­
ciones de trabajo*

Para hacer posible un vaciado perfecto de una película líquida 
de dispersiones de materia a r t i f ic ia l  o semejante, esté previsto un dispoai 
tiv o  según él invento que se caracteriza por un rodillo  sobre e l que con 
ayuda del procedimiento de inmersión se forma una pelíncula líquida de la  

} dispersión o semejante, una placa resbalante inclinada oblicuamente, aplica 
i da contra e l contorno de este rodillo  con au canto superior, sobre la  cual 

resbala hacia abajó la  película desprendida del rod illo , un dispositivo de 
transporte para el material a revestir," por ejemplo chapa, que esta dispues 
to de ta l  modo distanciado del canto in ferio r de la  placa resbalante, que 

¡ la  película cae en caída lib ré  desde este canto in ferio r sobre a l material 
a revestir* ..... '

Los detalles de este dispositivo y sus ventajas sé explican mas 
detenidamente en lo que sigue a base del dibujo* El dibujo, que representa 
un ejemplo de ejecución, muestra; .

Figura 1, una v ista  la te ra l de un dispositivo para e l vaciado dé 
película de dispersiones de materia a r t i f ic ia l  y semejantes, en representa­
ción esquemática, parcialmente en sección. ..

La figura 2 lá  v ísta  anterior de este dispositivo én la  dirección 
de la  figura 1. ' '

La figura 3 una aeqclón veî ical parcial según la linea Iil-Iii
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de la  figura 1. 26727i
Las figuras 4 y 5 detalles de la figura 1 a mayor escala.
El dispositivo representado en el dibujo se compone esencialmen­

te  de una cuba 1 que contiene la  dispersión) solución o emulsión, un rodi­
llo  de inmersión 2 sumergido en su líquido, un otro rodillo 3 desprendedor 
cooperante con e l rodillo inmersor 2 y que gira en e l mismo sentido de ro­
tación, y una placa resbalante 5 que se aplica con su canto superior en 3 
a l contorno de este rod illo .

Como se deduce del dibujo, la  dispersión es arrastrada por e l 
10 contorno del rod illo  itimersof 2, forma en 6 una pequeHa presa, y después 

ae a rrastra  en capa uniforme por e l rod illo  desprendedor 3* La película 
líquida formada sobre e l contorno de este rodillo  se desprende después en 
4 por la  placa resbalante 5, resbala sobre esta placa oblicuamente hacia 
abajo para caer después desde e l canto in ferio r 7 de la  placa resbalante 

18 en caída lib re , en una cuba de recepción 8. Como resu lta  de la  figura 1, 
e l material a rev es tir , en este caso una chapa 9, se hace pasar en la  d i­
rección B a trayés de la  película que esta cayendo, indicada en la  figura 
3 en 10, y se rev iste  por e llo . La distancia ¿  entre e l canto in ferior 7 
de la  placa resbalante y la  cara superior de la  chapa 9 puede elegirse casi 

30 j a  voluntad y puede importar, por ejemplo, 10 cm. y.mósa -
* Para hacer posible un desprendimiento perfecto de la  película 

formada sobre e l rodillo  3, como resu lta  de la  figura 5, esté sujeta en el 
extremo superior de la  placa resbalante 5 una cuchilla desprendedora 11, 
que sé aplica contra e l contorno del rodillo  desprendedor 3* Para esta cu* 

25 . ch illa  desprendedora 11 puede u tiliza rse  acero fino de resorte en un espe-j 
sor de aproximadamente 0,2 -  0,3 mm.

Para evitar un corrimiento la te ra í de la  película líquida saliák
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. dose de la  placa resbalante 5, a ambos lados de esta placa resbalante, se­
gún las figuras 3 y 4, están,previstos bordes 12 salientes hacia arriba* 
Para evitar además un estrechamiento da lá  película que cae desde la  placa 
resbalante 7, en los ángulos inferiores de esta placa resbalante están su­
jetos trozos de alambre 13 vueltos unos hacia otros, como se observa en la  
figura 3. Por disposición de estos trozos de alambre resu lta  una película 
10 cerrada, en calda, con anchura B igual, que corresponde a la  diatancia 
de los extremos de alambre 13, es decir, sin ningún estrechamiento*

Como se deduce además del dibujo, la  cuba 1 está unida con un de­
pósito 17 de reserva para la  diaperión o análogo, por medio de un conducto 
de entrada 14, una bomba 15 intercalada en este y un conducto de salida 16, 
de t a l  modo que la  dispersión fluye constantemente en e l circuito  indicado 
con flechas, respectivamente corre también en la  cuba 1 y su nivel de líqui 
do se conserva constante. Por esta constante agitación de la  dispersión 
se evita eficazmente una precipitación, respectivamente un depósito de las 
partículas de materia a r t ic ia l .

Para la  impulsión común del rod illo  desprendedor 3 y del rod illo  
inmersor 2, por una parte, y de la  bomba 15, por o tra , está previsto un 
grupo impulsor 18 regulable, compuesto de motor y transmisión sin  escalona- 
miente* Las impulsiones de correa, respectivamente de cadena sin  fin  del 
rodillo  desprendedor, respectivamente del rodillo  inmersor están indicadas 
en 19 y 3p, y la  impulsión de la  bomba, en 21.

La cuba receptora 8 antes mencionada, está dispuesta debajo del 
canto 7 de Salida de la  placa resbalante y está unida por un conducto de sa 
lida  ño representado con e l depósito de reserva 17* Delante y detrás de es 
ta  cuba receptora 8 están dispuestos medios de transporte para las chapas 
9 a  rev es tir . Estos se componen de cintas o cadenas transportadoras sin
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fin  22, respectivamente 23, y de un rodillo  24 de transporte* Para la iát- 
pulsión común de eatoá medios de transporte está  previsto un grupo impul­
sar regulable, que se compone del motor 26 y del mecanismo 26 regulable* 
sin  éscalonamiento. Las transmisiones de correa p cadena sin  f in , que s i r  
ven para la  impulsión, estgn indicadas en 27 -  3Ó. El espesor de capa de 
la  película a vaciar puede variarse por correspondiente velocidad perifári] 
ca de ambos rodillos 2 y 3. Este espesor.de capa depende también además 
de la  viscosidad de la  dispersión en la  cuba 1. Con el dispositivo antes 
descrito y representado pueden revestirse  chapas con espesores de capa de 

lo  aproximadamente 0,01 mm. hasta aproximadamente 0,05 mm. en una fase de
trabajo . El espesor de capa es extraordinariamente uniforme, es decir, qup
en un espesor medio de capa de 0,02 mm. importan las desviaciones soló apro 
ximadamente + 1 -  2 % .

Con e l nuevo dispositivo pueden producirse y vaciarse sobre cha­
is pas o análogos, no solo, dispersiones de materia a r t i f ic ia l  relativamente

fluidas finas, sino también pastas de materia a r t i f ic ia l  susceptibles d e '  
f lu i r  en forma de una película cerrada uniforme, pueden elaborarse además. 
también emulsiones o. soluciones de materia a r t i f ic ia l  de toda clase (lacas!) 
Además no solo es posible revestir chapas é análogos, én la  manera antes dea 

20 ¡ c rita  con una capa termoplástica de materia a r t i f ic ia l  sólidamente adheri­
da, sino que a l nuevo dispositivo puede u tiliza rse  también para la  produc­
ción de hojas de materia a r t i f ic ia l .  En este caso, en e l dispositivo vacía 
dor antea descrito, debajo de la  película que cae, en lugar de las chapas 
se mueve una cinta portadora, qué hace pasar a la  película líquida a tra -  

25 ves de una estufa, en que despuás de la  so lidificación de la  película con­
virtiéndose en una hoja, esta  se desprende de la  cinta portadora. Esta cin) 
ta  portadora puede componerse, por ejemplo, de un-tejido deralgodón densoj

r*



de hilo finó con una delgada cepa de goma de silieona.
En el ejemplo de ejecución mostrado, la  placa resbalante según 

la  figura 1 tiene una configuración aproximadamente en forma de S , tenien­
do las partea S y 5b de la  placa resbalante aproximadamente la  misma in a li 
nación oblicua, mostrando porj'el contrario la  parte media 5a de la  placa 
resbalante una inclinación oblicua algo menor. Esta conformactón de la  ; ¡ 
placa resbalante tiene un efecto ventajoso y produce una película cerrada 
especialmente uniforme.

E l invento no se lim ita a l ejemplo de ejecución antes descrito ÿ 
representado. Asi eventualmente e l nuevo dispositivo para el vaciado de 
una película liquida puede ejecutarse también solamente con un unico rodi­
l lo ,  es decir, suprimiendo e l rodillo  2. En este caso se sumerge e l rodi­
llo  3 en la  cuba 1* El nuevo dispositivo empleando solamente un rodillo 
que sirve a l mismo tiempo de rodillo inmersor y desprendedor, puede ap li­
carse cuando se acepte una menor precisión, respectivamente ¡menor uniformi 
dad de la  hoja.



vindicaciones. ........
1 .-  Dispositivo para ai vaciado ge una película líquida de dis­

persiones) soluciones o emulsiones de materia a r t i f ic ia l ,  especialmente so­
bre chapas o bandas.de chapa, caracterizado por un rod illo , sobre e l que 
con ayuda del procedimiento de inmersión se forma una película liquida de 
la  dispersión o semejante, por una placa resbalante inclinada oblicuamente 
que se aplica con su canto superior a l contornó de este rod illo , sobre cuyí 
placa resbala hacia abajo la  película desprendida del rod illo , y por un dij 
positivo de transporte para e l material a rev estir, por ejemplo chapa, que 
está dispuesto de ta l  modo á distancia del canto inferior de la  placa res­
balante, que la película cae en calda lib re  desde este canto in ferior sobró 
el material a rev es tir ,

3*- Dispositivo según la  reivindicación 1, caracterizado por 
una cuba que contiene la  dispersión, solución o emulsión, por un rodillo 
Inmersor impulsado, que se sumerge en el líquido de la  anterior, y por un 
rodillo  desprendedor, que coopera con e l rodillo  inmersor y que gira en el 
mismo sentido de rotación, desde el cual la  chapa resbalante desprende la  
película líquida y la  aporta á l  material a rev estir. ,

- 3 .-  Dispositivo según la  reiTindicación 8, caracterizado por^ ..
que.en el extremo superior de la  placa resbalante está fijada  una cuchilla 
desprendedora, que se aplica a l contorne del rod illo  desprendedor.

4 .-  Dispositivo según la  reivindicación 3, caracterizado por­
que la  cuchilla desprendedora se compone de delgado acero de resorte.



: 5*- Dispositivo según la  reivindicación 8, caracterizado porque
en ambos lados de la  placa resbalan teestán  fijados bordes salientes hacia 
arriba y ,.en  los ángulos inferiores de esta placa resbalante, trozos de a la i 
bre vueltos unos hacia otros, que evitan un estrechamiento de la  película
que cae, .. .. .r..''" .

.6*- Dispositivo según la  reivindicación 2, caracterizado porque 
la  cubp esta  unida por medio de un conducto de entrada, una boaiba interco­
nectada en este  y un conducto de evacuación, con un recipiente de reserva, 
de ta l  modo que al-= líquido corre constantemente én circu ito , respectiyamen- 
te  en la  cuba, y cuyo nivel dé líquido se mantiene constante."

- 7.,-'" Dispositivo según la  reivindicación 6, caracterizado porque,
debajo del canto de evacuación de la  placa resbalante está dispuesta úna 
ba receptora y ésta está unida por medio de un conducto de desagüe con el 
recipiente de reserva.

8 .- Dispositivo según la  reivindicación 6, caracterizado porque 
para la  impulsión conjunta de los rodillos de desprendimiento y de inmersión 

{ e stá  prevista por una parte una bomba y por o tra  un grupo impulsor regula-
b le . -

9 .-  Dispositivo según la  reivindicación 6, especialmente para 
rev estir chapas, caracterizado porque delante y detrás de la  cuba receptora 
están dispuestos medios de transporte para las chapas, y para la  impulsión <¡¡o 
mún de las mismas está previsto un grupo impulsor regulable.

10*- Dispositivo para el vaciado de una película líquida de dis 
persiones, soluciones o emulsiones de materia a r t i f ic ia l ,  especialmente so­
bre chapas o bandas de chapa*

Según Sé describe y reivindica en la  présente memoria déscrip ti-
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.?a y se ilu s tra  con loa planos reglamentarios que a la  misma se acompañan.
Sonata la  presente memoria de diez hojas foliadas y escritas á 

maquina por una sola de sus caras. ' ' . . . . -
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